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摘要(译)

一种液晶显示装置，包括：基板，具有形成薄膜晶体管的显示区域和位
于显示区域外围的焊盘区域。显示区域具有透明电极，焊盘区域具有焊
盘电极，透明电极和焊盘电极由同一层形成。在透明电极上形成阻挡金
属层图案，并且在阻挡金属层上形成反射电极。反射电极具有用于暴露
透明电极的一部分的透射窗口，其中阻挡金属层由具有与反射电极的蚀
刻速率类似的蚀刻速率的材料构成。
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